
第 24 回 五セラミックス研究機関(科学大-名工大-JFCC-AIST-NIMS)合同講演会 
主催： 科学大-名工大-JFCC-AIST-NIMS 合同講演会委員会 
日時： 2026 年 10 月 22 日（木）13:00〜17:35 
参加費：合同講演会は無料 
【対面＆オンラインのハイブリッド開催】 
・対面（開催場所）：東京科学大学 横浜キャンパス 大学会館 多目的ホール（H2 棟 3F） 

※現地参加の方は、参加申込不要 
https://www.isct.ac.jp/ja/001/about/campuses-and-offices/yokohama 
https://www.szc.titech.ac.jp/gakumu/sub1.html 

・オンライン：Zoom ウェビナー 
※Zoom ウェビナーによるオンライン参加ご希望の方は、下記 URL より登録してください。 
https://zoom.us/webinar/register/WN__eLGq4j2S5mroyeQ6Y62Sw 

 
 

テーマ「次世代社会を支えるセラミックス材料技術の新展開」 
 
13:00〜13:05 開会挨拶：東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所・所⻑ 原 亨和 
 

【講演内容】 
13:05〜13:55 座⻑ 平松 秀典（東京科学大学） 
「焼結プロセスにおけるセラミックスの微構造形成と部材変形のシミュレーション」 

ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 先進プロセス設計グループ 
上級研究員 寺坂 宗太 

「透過電子顕微鏡を用いたパワー半導体中の転位構造評価」 
ファインセラミックスセンター ナノ構造研究所 電池材料解析グループ 

主任研究員 菅原 義弘 
 
13:55〜14:45 座⻑ 大瀧 倫卓（ファインセラミックスセンター） 
「マルチフェロイック Co 置換 BiFeO3 の電場による磁化反転制御と次世代磁気メモリデバイスへの応用」 

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所 特定助教／神奈川県立産業技術総合研究所 研究員 
重松 圭 

「新規透明導電体の探索と電子構造解析」 
東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所 

助教 半沢 幸太 
 
14:45〜15:05 休憩 
 
（次ページへ続く）  



 
15:05〜15:55 座⻑ 嶋村 彰紘（産業技術総合研究所） 
「超高圧合成法を活用したセラミックス開発 −ナノ多結晶体、透明材料、硬質材料、変態強化セラミック−」 

物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター 超高圧材料創製グループ 
グループリーダー ⻄⼭ 宣正 

「様々な解析技術で探る SiC 系 CMC の損傷・破壊メカニズムとマテリアルデザイン」 
物質・材料研究機構 構造材料研究センター セラミックス基複合材料グループ 

主任研究員 下田 一哉 
 
15:55〜16:45 座⻑ 藤 正督（名古屋工業大学） 
「セラミックス／樹脂複合材料の設計による低誘電・低損失特性の制御」 

産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 機能材料プロセス研究グループ 
グループ⻑ 阿多 誠介 

「Prediction of Bending Strength in Sintered Alumina Based on Microstructural Analysis」 
産業技術総合研究所 マルチマテリアル研究部門 構造セラミック研究グループ 

研究員 Minh Chu NGO 
 
16:45〜17:35 座⻑ 鈴木 達（物質・材料研究機構） 
「環境調和型の新規な着色無機顔料」 

名古屋工業大学 工学研究科 工学専攻 環境セラミックスプログラム 
助教 岡 亮平 

「酸素欠損型層状ペロブスカイト化合物の結晶構造解析」 
名古屋工業大学 工学研究科 工学専攻 環境セラミックスプログラム 

准教授 漆原 大典 
 
17:35〜19:30 意見交換会@ラウンジ（H1 棟 3F） 

会費：3000 円(仮) ※当日現金払いのみ(おつりなし) 
 
 
問い合わせ先：東京科学大学 フロンティア材料研究所 平松 秀典 (Email: hiramatsu.h.aa@m.titech.ac.jp) 


